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    高速信号用 Si 貫通配線 (東北大 – シャープ)    Cu コンフォーマル CVD オゾン TEOS SiO2 CVD (トレンチリフィル) 
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  (100)配向 PZT 膜の LD MO (Liquid Delivery Metal Organic) CVD (東北大 – 日本信号) 
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